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Forsch u ngs Zie' Qualifikation der Beschichtung im Prageprozess
Chem./Phys. Stabilitat Duktilitat Kanteneffekte
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« Herstellung von Kavititen unterschiedlicher Geometrien und Yy oy o

Abmessungen im mm- und pm-Bereich in anorganischen
Glasern, vorrangig auf dem Anwendungsfeld der Mikrofluidik
* Beschichtung des Glases, nicht des Werkzeugs Entkopplung
der Viskositat im Volumen und des Klebeverhaltens an der
Oberflache - diinne Metallschichten
- amorphem Kohlenstoff
- keramische Schichten

Wirtschaftliche Bedeutung fur KMU's
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» Mikrostrukturierung grof3flachiger Glassubstrate unter « Tio, ~ Sol-Gel (dip-coating) wese or e s o o
Nutzung kostengunstiger, etablierter « Kohlensioff  — Aufdampfen
Beschichtungsprozesse ) risy & $ %0
: H - *Gold - Sputtern # #" # #
» Vermeidung teurer serieller Prozessschritte * it (s (s (o

* Neue Anwendungsfelder fir strukturierte Glaser

Forschungsergebnisse

¢ Deutliche Reduzierung der Haftkréfte

¢ Verschiebung der Klebetemperatur zu héheren
Temperaturen

« Demonstration der Technologie an praxisnahen
Beispielen (Durchflussanalysesystem, Titerplatte)

Umsetzung der Ergebnisse

« Anwendung der Technologie in industriellen
Anwendungen (Sensorik, Packaging ect.)

» Technologieentwicklung zur Nutzung in weiteren
Anwendungsfeldern (z.B. Mikrooptik)

» Prasentation und Vortrage auf internationalen
Tagungen und Messen

Ebener Stempel aus TZM
(Titan-Zirkon verstérktes Molybdan)

50mm Stempel mit Mikro-
bohrungen Dm. 0,5mm

Struktur- und
Demonstratorwerkzeuge

Untersuchte Schichten /
Beschichtungstechnologie

* SiO, - Sol-Gel (dip-coating)

* Chrom - Sputtern
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Ergebnisse der Schichtqualifikation durch Haftkraft  untersuchungen

« Alle Schichten in gewissen Bereich duktil

« Schichtversagen meist in Form von
Rissen bei groRen Umformgraden

« Schichtoptimierung soll zu Erhéhung der
Duktilitat beitragen

« Gold- und Kohlenstoff wieder entfernbar

Werkzeugeinsatz und heigepragter Glaswaer zur Unte  rsuchung
der (D1

Demonstrator

Titerplatte

Demonstrator
Durchfluss-
analysesystem

achglas (links) und

fen (rechts)

Unternehmen und Organisationen des Projektbegleitenden Ausschusses:




